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问题描述

高级综合结果经预处理后
,

可以形式化地抽象为一个有向流图 认习
。

其中
, ,

⋯
, 。 ,

是结点集合
, ‘表示一个抽象部件

, ‘ 表示其操作功能
, ,

⋯
, 。

是有向边集合
,

边 , , , 。、 表示结点 巧 和 。、之间的数据依赖关系
。

集合 由三个互

不相交的子集构成 二
。

其中
,

儿
,

一
,

介 是由表示功能部件的结点组

成的集合
, ,

⋯
, ,

是由表示存储部件的结点组成的集合 、 , ,

⋯
, ,

是由表示互连部件的结点组成的集合
。

设有 个工艺 目标
,

其工艺库分别为
, ,

⋯
, 。

令 是这些工艺库的集合
。

则
, , , 二 ,

一 一

收到
, 一 一

定稿
国家自然科学基金

、

国家教委博士点建设基金
、

国家九五攻关项 目和国防科技预研项 目的资助课题
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低层次工艺映射途径 需要引入两个附加集 个是工艺无关的 元件集 记为
二 ,

,

⋯
, 。

。

其中 ‘ 乞
, ,

⋯
,

是工艺无关的 元件
。

注意
,

与高级综合结果中的

元件不同
,

后者是参数化的
,

而
,

为了便于下一步的 元件综合
,

具有确定的数据宽

度
。

另一个集合是工艺无关的门级元件集
,

记为 二 夕
, ,

⋯
, 二

。

其中 ‘ 坛
, ,

⋯
,

是工艺无关的门级元件
。

需要指出
,

若 云 任 基本功能集
,

即 ‘ 只选用基本功能元件
,

如

输入
“

与非门
” ,

则可以省去下一步逻辑级工艺映射中的工艺分解步骤
。

但这会给

构造 元件综合知识库带来麻烦
。

低层次工艺映射途径主要有以下几个环节
将高级综合结果 , 中的元件集 对 做映射

,

即求取 丹 的所有映

射集 八
,

并从 八 内 中选取最优映射 八夕
。

最优的条件如前所述
。

这一处理步骤称为

元件预处理
,

需要指出的是 中可能含有抽象的
“

虚
’,

元件
,

这种抽象元件不与实际

元件相对应
,

例如一个 进制常量
。

这类抽象元件也在此步骤被消化
。

将集合 中的元件 、映射到集合 中
。

求取 斗 的所有映射的集合

入
,

并从 八了云 中选取最优映射 八
,

这一步骤称为 元件综合
。
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从工艺库集合 中选取一特定的工艺库
。 。 , 二 , ,

⋯
, 。 均由门级工艺单

元构成

做 到
,

的映射
,

这一步骤称为逻辑级工艺映射
,

与传统的工艺映射相同

多目标高层次工艺映射

多 目标高层次工艺映射的实现如图 所示 从中可以看到基于知识方法与算法的结合

, 自

口

‘ ,

门级工艺映射知识库

图 多 目标低层次工艺映射
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回回回
回回回 或非网络络

或门网络络

困困困 移位寄存器器
、

结 论

为了使高级综合系统与更多的目标工艺相结合
,

同时针对目标工艺后端 工具的实
际情况

,

本文提出多目标多层次的工艺映射策略 论述了实现这一策略的若干技术关键
,

其
要点归纳如下

给出了多目标工艺映射问题的形式化描述

给出了在多个层次上
,

和逻辑级两个层次 进行多目标工艺映射的实现方法

提出将算法嵌入知识系统
,

从而降低知识库复杂度的实用化方法

分析多种工艺库
,

给出了一种面积和延时的线性模型 经部分验证
,

用此模型计算

的面积和延时值与原始数据十分接近 为适用于多个工艺目标的 通用元件库的建立打
下了基础 详见文献 图
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户

,

一 , ,
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,

,

, , ,
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年生
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博士
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年生
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